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HOCHUL 州長慶祝 NY CREATES 斥資 10 億美元的納米晶片製造廠封頂  

  

未來北美最先進的公有高數值孔徑極紫外光刻設備基地，開發並回流新一代半導體科技  

 

州長的投資吸引 90 
億美元私人投資，鞏固紐約在全球新一代半導體晶片研發領域的領導地位  

  

  

Kathy Hochul 州長今日宣布納米晶片製造工廠 NanoFab Reflection 封頂，這是州長斥資 

10 億美元投資 NY Creates 奧爾巴尼納米科技綜合園區 (Albany NanoTech Complex) 

的核心工程，標誌著這項 100 

億美元計劃以及紐約州強化美國半導體領導地位戰略的重要里程碑。該新工廠將成為美國

首間公有高數值孔徑極紫外 (High Numerical Aperture Extreme Ultraviolet, High NA 

EUV) 光刻中心，擁有全球最先進的晶片研發能力。  

  

占地 31 萬帄方呎的 NanoFab Reflection 工廠是州長半導體戰略的核心組成部分，亦是對 

NY Creates 
奧爾巴尼納米科技綜合園區的重要投資，該園區已是全美頂尖的公私合營半導體研發中心

。該專案將創造數百個新的永久性高科技崗位，吸引 90 

億美元的私人投資，並發揮與大學、勞動力培養計劃及全球半導體公司擴展合作夥伴關係

的力量。封頂儀式標誌著 NanoFab Reflection 

工廠主題結構最後一根鋼樑安裝完畢，突顯了其按計劃推進的建設進度。該建築預計將於

明年年底竣工。  

  

Hochul 
州長表示：「這一里程碑標誌著，我們正朝著確保紐約州先進晶片研究未來邁出重要一

步。我為 NY Creates 爭取到的這筆 10 

億美元投資，將為創造優質就業崗位、建設更強大的社區以及推動創新經濟發展鋪帄道路

，使紐約州在全球舞臺上保持競爭力。」  

  

NY Creates 總裁 Dave Anderson 表示：「隨著 NanoFab Reflection 

工廠主體結構封頂，我們慶祝的不僅是一棟建築，更是紐約州半導體創新的新篇章。這得

益於州長對該設施的戰略投資，以及 High NA EUV 光刻設備——



它正如同磁石般吸引著全球產業前來落戶。High NA EUV 

中心代表了前瞻性、高影響力的研發機遇，這正是 NY Creates 

成立的初衷。我們深感自豪的是，紐約對晶片研發的一貫關注，以及我們取得成果的實績

，使這裡成為未來數年催化未來科技的理想之地。」  

  

帝國州發展公司 (Empire State Development) 總裁、執行長兼專員 Hope Knight 

表示：「在 Hochul 

州長的領導下，紐約州持續對研發和製造業進行戰略投資，以發展本州的半導體生態系統

。今日的里程碑是確立紐約州作為國內半導體生產中心的最新一步。透過公共資金撬動私

人融資，NanoFab Reflection 

將推動關鍵學術與產業夥伴間的協作，助力該動態領域實現創新突破。」  

  

NanoFab Reflection 將配備 50,000 

帄方呎的尖端潔淨室空間，專為支援全球最嚴苛、最前沿的半導體研發工作而建造。該工

廠將配備 ASML 的 High NA EUV 

光刻設備，這是全球最先進的製造工具，用於刻印驅動新一代晶片的微小特徵。新型 

High NA EUV 光刻設備計劃於 2026 

年中期運抵奧爾巴尼納米科技綜合園區，該設備將使晶片更強大、更快速，以滿足日益增

長的運算需求，同時提升其能源效率。  

  

Hochul 州長對半導體產業的承諾  

今日的里程碑成就，彰顯了 Hochul 

州長將半導體製造與研發產業回流紐約州的承諾。在州長的領導下，紐約上州地區半導體

相關投資呈現顯著復蘇態勢。在奧爾巴尼建立 EUV 

光刻中心，是紐約州持續致力於打造全球晶片製造中心的重要舉措。自州長上任以來，紐

約州現擁有全美增長最快的半導體產業生態系統。Hochul 州長已成功吸引超過 1,240 

億美元的新產業投資，其中包括 Micron 和 GlobalFoundries 

以及半導體供應鏈領軍企業如 Edwards Vacuum、TTM、Menlo Micro 和 AMD 

的重大投資。紐約州的半導體投資正直接推動更多晶片研發與製造回流美國——

這有助於保障供應鏈安全、增強國家安全並維護美國競爭力。到本年代末，紐約上州及周

邊地區的晶片產量將超越美國任何其他地區。該產業生態的發展有望為紐約民眾創造數萬

個優薪工作崗位，並從根本上重塑整個州的經濟發展軌跡。  

  

參議員 Charles Schumer 表示：「令人振奮的全新 NanoFab Reflection 

竣工，標誌著奧爾巴尼納米科技園區邁出了重要一步，將進一步鞏固該園區作為蓬勃發展

的全球頂尖半導體研發中心的地位，推動美國的晶片製造領導地位。在 Hochul 

州長的領導下，紐約州即將成為全美首個，同時是唯一一間公有 High NA EUV 

光刻中心的所在地。該工廠將配備全球最先進的微晶片研究設備，成為全美頂尖科學家、

高校和企業的試驗基地，確保下一輪重大科技突破誕生於此，而非中國。今日的里程碑再

次證明，奧爾巴尼納米科技園正是讓美國在推動經濟發展的半導體產業中保持領先地位的

關鍵所在。」  



  

州參議員 Patricia Fahy 

表示：「今天標誌著首府地區成為全國半導體研究中心之路上的又一個里程碑。隨著奧

爾巴尼納米科技綜合園區開創性的 High NA EUV 

光刻中心持續推進並即將竣工，我們社區將受益匪淺。創造優薪工作崗位（包括高技能崗

位和非大學學歷崗位）、為周邊企業和社區帶來經濟乘數效應，以及對本地 STEM 

及科研領域的投資，都將在未來多年持續創造豐厚回報。得益於 Kathy Hochul 

州長、紐約州立大學 (SUNY) 

及州立法機構的強力投資，奧爾巴尼及我們首府地區已成為納米科技與半導體研究領域的

全國領軍者，不斷取得突破性進展，我對未來的工作與成就充滿期待。」  

  

州眾議員 Gabriella Romero 表示：「今日 NY CREATES 斥資 10 億美元建設的 

NanoFab Reflection 
舉行封頂儀式，這不僅是工程建設的重要里程碑，更彰顯了紐約州引領全球半導體創新的

堅定決心。如此激動人心的投資為我們地區帶來了前沿研究、優質就業崗位以及長期經濟

增長。憑藉這座全新的 High NA EUV 光刻中心，紐約州不僅在為科技未來做準備——

我們正在奧爾巴尼親手打造它。」  

  

州眾議員 John T. McDonald III (RPh) 表示：「今天，我們共同慶祝 NanoFab 

Reflection 以及更大的 NY Creates 

奧爾巴尼納米科技綜合園區達成的非凡里程碑。紐約州持續投資半導體產業的未來，並透

過在首府地區建立產業基地，不斷鞏固紐約作為該行業領導者的地位。感謝 Hochul 

州長、NY Creates 以及所有持續優先推進這些工作的合作夥伴。」  

  

奧爾巴尼市市長 Kathy Sheehan 表示：「感謝 Kathy Hochul 

州長不懈努力，為半導體科技領域爭取到了全國領先水準的投資。此次封頂是奧爾巴尼市

、首府地區以及紐約州的又一重大里程碑——

助力在未來產業中創造世界級的優薪工作崗位。NY Creates 

的持續投入正鞏固奧爾巴尼在尖端創新領域的傳奇地位，並將確保我們在未來多年保持全

球半導體晶片研發的領導地位。」  
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